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摘要(译)

本发明提供了一种阵列基板及其制备方法、液晶显示装置，涉及显示技
术领域，用于解决现有液晶显示装置受压时由于周边区液晶排列紊乱导
致显示不良的问题。其中，所述阵列基板包括处于周边区的压电部；所
述压电部包括第一电极、第二电极、以及设置于所述第一电极和所述第
二电极之间的压电材料层，所述第一电极与所述第二电极各自与不同的
电压信号端电连接，所述压电材料层的第一表面与所述第一电极接触，
所述压电材料层的第二表面与所述第二电极接触。本发明的阵列基板应
用于液晶显示装置中，驱动液晶显示装置进行画面显示。
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